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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.04

Тема дисертації:
1. Структура, кінетика зростання та властивості плівок боридів та боронiтридів ванадію та танталу

2. The structure, kinetics of growth and properties of borides and boridonitrides of the vanadium and tantalum
thin films

Реферат:
1. Об'єкт: плівки, одержані за допомогою метода ВЧ-магнетронного розпилення мішеней VB2 і ТаВ2
нереактивним та реактивним методами. Мета: вирішення задачі по встановленню фізичних процесів щодо
формування структури, складу і фізико-механічних властивостей плівкових покриттів, що утворюються в
системах V-B-N і Та-В-N. Методи: комп'ютерне моделювання за методом Монте-Карло, просвічувальна
електронна мікроскопія, рентгенівська дифрактометрія, вторинна іонна мас-спектрометрія, ІЧ-
спектрометрія, вимірювання мікротвердості, наноіндентування. Результати: визначено оптимальний
інтервал осадження плівок VB2 і ТаВ2, що забезпечує одержання максимальних за товщиною плівок зі
складом, близьким до стехіометричного. Визначено вплив режимів розпилення на зміни характеристик
потоку часток, що конденсуються. Визначено характер впливу зміни співвідношення реактивного (азот) і
робочого (аргон) газів на процеси фазоутворення і зростання досліджених плівок. Досліджено і пояснено



механізм нітридизації мішені VB2 в середовищі "аргон + азот", що приводить до відсутності боридних фаз в
одержаних плівках. Запропоновано спосіб одержання багатошарових боридних і нітридних структур
перехідних металів із заданими фізико-механічними властивостями, в одному технологічному циклі,
використовуючи одну мішень. Галузь застосування: фізика твердого тіла, мікроелектроніка,
машинобудування

2. Object: thin films, obtained by the method of RF-magnetron deposition of targets VB2 and TaB2 unreactive (in
the environment of argon) and reactive (in the environment of mixture of argon and nitrogen) methods. The aim is:
decision of task on establishment of physical processes in relation to forming of structure, composition and
properties of pellicle coverages which formed in the V-B-N and Ta-V-N systems, and also their influence on
physical-mechanical properties of obtained coverages. Methods: computer design by the method of Monte Carlo,
electronic microscopy, X-ray diffraction, secondary ionic mass-spektrometry, IK-spektrometry, measuring of
mikrohardness, nanoindention. Results: the optimum interval of besieging of thin films of diboride vanadium and
tantalium, which provides the receipt of maximal on a thickness thin films with composition near to stehiometric,
is definite. Influence of geometry of the RF-magnetrone system and regime of deposition on the changes of
descriptions of stream of thecondensed particles is definite. The character of influencing of change of correlation
of reactive (nitrogen) and working (argon) gases on the processes of formed and growth of the explored thin films
is definite. It is explored and is accounted for the mechanism of the nitridization target VB2 in an environment
"argon + nitrogen" resulting in absence of boride phases in the obtained thin films. The method of receipt of
multilayers borides and nitrides structures of transitional metals with the set physico-mechanical properties is
offered, in one technological loop, using one target. Field of application: physics of solid state, microelectronics,
machinebuilding
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